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摘要(译)

一种通过连续工艺容易地制造光漫射膜的方法，当用于液晶显示器时，
其实现了良好的显示性能和视角的增加。制造光漫射膜的方法包括形成
原始光漫射膜和光敏树脂的叠层，其中光敏树脂包括至少两种折射率彼
此不同的材料;用来自原始光漫射膜一侧的准直激光束照射叠层，其中反
射全息图形成防止层位于叠层的一侧，与用准直激光束照射叠层的一侧
相对。在照射层叠体的过程中，反射全息图形成防止层防止由于来自照
射的反射光在光敏树脂上形成反射全息图。
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